
提案のあった高知県地域結集型共同研究事業概要図

高知県地域結集型共同研究事業
テーマ名： 次世代情報デバイス用薄膜ナノ技術の開発」「

技術分野：材料、ナノテクノロジー

事業目標：高知県における薄膜技術の研究開発基盤の構築による次世代情報端末機器用電子部品、電

子材料の国際的製造拠点化を目指し、地域産業と経済の活性化を図る。

事業実施体制
事業推進根拠：高知県科学技術振興指針（平成１０年３月策定）

事 業 総 括：羽方将之（カシオ計算機株式会社 常務取締役）

研 究 統 括：平木昭夫（高知工科大学教授、連携研究センター長）

中 核 機 関：財団法人高知県産業振興センター

コ ア 研 究 室：高知工科大学

自治体の担当部署：高知県商工労働部商工政策課、産業技術委員会

研究テーマ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【テーマ名】  新材料によるＴＦＴの開発
【研究リーダー】  平尾孝（高知工科大学教授）
【参加研究機関・企業】
　高知工科大学、高知県工業技術センター
　カシオ計算機(株)、高知カシオ(株)、
　(株)土佐電子、大阪大学、名古屋大学

研究テーマ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【テーマ名】　次世代ＴＣＯ膜の開発
【研究リーダー】　山本哲也（高知工科大学教授）
【参加研究機関・企業】
　高知工科大学、高知工業高等専門学校

研究テーマ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【テーマ名】　保護膜低温形成技術の開発
【研究リーダー】　平尾孝（高知工科大学教授）
【参加研究機関・企業】
　高知工科大学、ニッポン高度紙工業(株)、
　誠南工業(株)

研究テーマ４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【テーマ名】　次世代薄膜メモリ技術の開発
【研究リーダー】　加納剛太（高知工科大学教授）
【参加研究機関・企業】
　高知工科大学、(株)ミネルバ

研究テーマ５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【テーマ名】　白色光源技術の開発
　サブテーマ１：紫外-ＬＥＤ
　サブテーマ２：冷陰極光源
【研究リーダー】平尾孝（高知工科大学教授）
  サブ１：平尾孝（高知工科大学教授）
　サブ２：西村一仁（高知県工業技術センター）
【参加研究機関・企業】
　サブ１：高知工科大学、京都大学
　サブ２：高知工科大学、高知県工業技術センター、
　　　　　　ロデール・ニッタ(株)、誠南工業(株)、
　　　　　　高知大学、高知女子大学
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